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Introducéo

O hidréxido de niquel tem sido bastante estudado
devido as suas aplicagcdbes em dispositivos
eletrocrémicos, catalisadores e principalmente como
material ativo do eletrodo positivo de baterias
secundarias baseadas em niquel ™. O material
cristaliza em estrutura hexagonal e exibe
polimorfismo podendo assumir as formas bem
conhecidas a e B ou ainda formas intermediarias
entre estas. A forma a apresenta melhores
caracteristicas eletroquimicas que a B, porém é
instavel e transforma-se na forma B em solucdes
alcalinas . Especial interesse tem sido voltado a
estabilizacdo da fase a-Ni(OH), bem como sua
preparacdo em escala de tamanho nanométrica, ja
gue dessa forma as caracteristicas eletroquimicas do
material sdo significativamente melhoradas ©.

Neste trabalho descrevemos o0 comportamento
eletroquimico realizado juntamente com o estudo de
MECQ de filmes de aNi(OH), na forma de sol e gel
nanoparticulados.

Resultados e Discussao

Sol e gel nanoparticulados de Ni(OH), foram obtidos
conforme descrito em trabalho anterior . Os filmes
de Ni(OH), nanoparticulado foram preparados por
spin-coating de 1 pL do material sobre substratos de
ouro, depositados sobre um disco de quartzo (5 MHz,
area = 1.370 cm?® a 3000 rpm por 5 min. Os filmes
foram mantidos sob vacuo um dia antes da realizagao
dos experimentos. Os estudos de voltametria ciclica
foram realizados simultaneamente com os de MECQ.
Foi utilizado solugdo de KOH 1 mol L* como
eletrdlito, contra eletrodo de platina e eletrodo de
referéncia Ag|AgCl (1.0 M KCI).

Como mostrado na figura 1 tanto os filmes do sol
como do gel apresentaram inicialmente o
comportamento eletroquimico esperado para a forma
a-Ni(OH), : a varredura anddica apresentou E, em
0.33 V, potencial no qual ocorreu um aumento
significativo de massa no filme. Durante a varredura
catddica observou-se uma diminuicdo de massa no
potencial correspondente a E., 0.26 V. O valor de
?E, para o processo foi de 70 mV. Apo6s 100 ciclos
consecutivos o pico de oxidagédo foi deslocado para
valores mais positivos de potencial, sendo que para o
gel ?E, = 110 mV e para o sol ?E, = 100 mV. Além
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disso, ocorreu uma inversdao dos processos de
aumento e diminuicdo de massa em funcdo do
potencial. Tal fendmeno é conhecido e relatado na
literatura como envelhecimento e transformacdo da
forma a para R -Ni(OH), ™.

Porém é interessante notar que para o gel o processo
ocorre de forma mais rapida no que no sol de Ni(OH)..
Apés 100 ciclos o voltamassograma para o gel é
caracteristico da forma R-Ni(OH), enquanto para o sol
ocorre com um perfil diferente. Esses resultados
sugerem que no sol a estrutura a-Ni(OH), apresenta
maior estabilidade do que no gel de Ni(OH), (Fig. 1).
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Figura 1. Voltamogramas do gel de Ni(OH), (A) e do sol
de Ni(OH), (B); voltamassogramas do gel de Ni(OH),
(B) e do sol de Ni(OH), (D) em KOH 1M ev =10 mV st

Conclusdes |

a-Ni(OH), nanoparticulado foram preparados nas
formas sol e gel. Estudos de MECQ sugerem que no
estado sol a forma a-Ni(OH), apresenta maior
estabilidade, sendo este material mais apropriado
para aplicac@es tecnoldgicas .
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